
Photo Mask 자급도 9 0 %
듀폰코리아·삼성전자 독과점 … 신제품 개발로 시장 확대

반도체 재료인 Photo Mask의 국내 자급도가 9 0 . 6 %인 것으로 나타났다.

9 2년 기준 국내 Photo Mask수요는 3 2 0 0만달러로 알려졌는데 이 가운데 2 9 0 0만달러를 국내에서 공급

하여 9 0 . 6 %를 차지했고 수입품은 3 0 0만달러로 9 . 4 %를 차지한 것으로 나타났다.

현재 국내에서 Photo Mask를 공급하는 기업은 듀폰코리아포토마스크와 삼성전자 등 2개 기업인데

듀폰코리아는 국내 생산 중 44.8%, 삼성전자는 4 7 . 2 %를 점유하고 있다.

듀폰코리아포토마스크는 듀폰의 100% 투자로 설립된 회사로 연간 9 0 0 0개의 Photo Mask생산능력을

보유하고 있으며 E - B e a m은 3대를 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 

삼성전자는 자체소비용으로 Photo Mask를 생산하고 있는데 연간 9 0 0 0개의 생산능력을 보유하고 있

으며 E - B e a m은 3대를 보유하고 있다.

Photo Mask의 수입제품은 대부분 일본제품으로 Hoya 및 Dai Nippon 등이 공급하고 있으며 원자재

인 Blank Mask는 거의 전량 H o y a제품을 사용하고 있는 것으로 알려졌다.

Photo Mask는 반도체를 제조하기 위해 사진술을 이용하여 유리판의 구조를 복사, 반도체 소자 회로

를 인쇄한 유리원판을 말한다.

9 3년부터는 일반 M a s k보다 평균 5배의 고가인 Phase Shift Mask가 등장하기 시작하여 향후 P h o t o

Mask 시장규모는 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다.

Photo Mask의 세계 시장규모는 9 2년 기준 1 2억2 0 0만달러로 추정되며 연평균 5% 정도의 낮은 성장

율을 보이고 있다.

세계시장은 대부분 일본이 석권하고 있는데 DNP, TOPPAN, HOYA, NIPPON FILCON 등이 6 7 %

를 차지하고 있다. 그밖에 미국의 듀폰포토마스크는 세계시장의 1 7 %를 점유하고 있는 것으로 나타

났다.

현재 국내에서는 금성마이크로닉스에서도 생산에 참여할 계획으로 있으나 Pattern Generator를 사용

한 L E D용 등의 저급 M a s k가 될 것으로 전망하고 있다. 
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국내 Photo Mask의 수급현황 및 전망 (단위: 100만달러, %)
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